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ПОСЛЕСВЕЧЕНИЕ РАСПАДАЮЩЕЙСЯ ПЛАЗМЫ ИМПУЛЬСНОГО РАЗРЯДА. 

ЛОКАЛИЗОВАННОГО ПРИЭЛЕКТРОДНШМ СОПЛАШ

В.А.Бондарь, Л.И.Киселевский, Ч.М.Федорков

Исследование процессов высвездания спектральных линий в 

условиях импульсного разряда позволяет выяснить роль различных 

механизмов возбуждения, ионизация и рекомбинации в разные фазы 

разряда. Изучение элементарных процессов, происходящих при рас

паде плазмы, дает возможность выяснить их природ; в сравнитель

но простых условиях, когда отсутствуй в плазме поля, разрядные 
токи и другие усложнявшие факторы.

В работе провалено исследование излучения распадающейся 

плазмы импульсных разрядов, содержащей ионы разной зарядное». 

Источником высокоионизованной плазмы служил импульсный разряд, 

локализованный двумя приэлектродными диэлектрическими соплами. 

При использовании оопел ив плекоиглаоа (C5Hg02) такой разряд 

позволяет получать плазму, содержащую ионы кислорода вплоть 

до 0У1. Фотоэлектрические исследования излучения были проведе

ны с помощью специально сконструированной приставки к спектро

графу ИСН-30.

Характерно, что интеноиввооть линий иойов равной зарядно- 

оти изменяется оиифазно. Для спектралшйс линяй имеет место 

послесвечение пооле прекращения тока разряда. Время послесвече

ния для <ш$едеденнМх режимов составляет примерно 200-250мксек, 

Спад интенсивности всех составляющих спектра пооле прекращения 

тока разряде происходя* одинаково. При этом, как показали ис

следования, наличие впяеаме ионов более высокой кратности не 

оказывает заметного влияния на поведение линий ионов более 

нивкой. Следует указать на существенное влияние на время после

свечения и скорость распада плавны режима разряда. С увеличе

нием начального напряжения на разрядной батарее в пределах от 

1кВ до 2кВ при постоянстве других параметров цепи (L и С) 

время послесвечения ( '£ „ ) существенно не изменяется, в то вре

мя как скорость распада ( t £  ) плазмы увеличивается в 1,5 - 2 

раза. При постоянных lit  t  L  о увеличением емкости С (30+

750 мкф) наблюдается вначале незначительное, а затем более 

существенное уменьшение времени послесведения, скорость рас

пада при этом возрастает в 5-6 раз. Увеличение индуктивности 

разрядной цели ведет к уменьшению как времени послесвечения,
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так I  екороеп раопада.
Проведенные в рабом оценю удельной мощности, вкладывав» 

мой в раарнд, пока вала, что, несмотря на увеличение удельной 

моциоохя, время поолеовечешя уменьяаехоя, а окорооть раопада 

раохет. Очевидно, вто овяаано о понижением осевых температур 

ара увелнченш плотноотя.плавим, а оледовахельно, о уменьяеня» 

ем охвпенн ионизации. Укааанныв процеооы ведух к уменьиению 

актов рекомбинация на соответствующие уровня.

Для определенной геометрии локализующих сопел существует 

некоторый оптимальный режим, пря котором имеет меохо макси

мальное послеовечение линий яонов равлнчяой храхноохя.
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